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Sziuczna henna
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W patencie nr 36844 opisano sposob wytwa-
rzania p-toluenodwuaminy, ktéra stanowi bar-
wnik nadajacy sie do barwienia wloséw i futer
i ktéra nadaje sie do wytwarzania sztucznej
nenny po zmieszaniu jej z innymi skladnikami
jak np. ze skrobig, bialtkiem kurzym, dwuwe-
glanem sodowym itd.

Wolna p-tuluenodwuamina jako podstawowy
skladnik sztucznej henny wykazuje jednak pew-
ne niedogodnos$ci, a mianowicie ulega ona utle-
nianiu, wskutek czego trzeba ja przechowywac
w prézni, po zmieszaniu za$§ jej z innymi sktad-
nikami sztucznej henny, henna ta podczas prze-
chowywania ciemnieje. W celu zaradzenia tej
niedogodno$ci proponowano stosowaé do wytwa-
rzania sztucznej henny zamiast wolnej aminy
dwuchlorowodorek p-tolueno-dwuaminy o wzo-

rze C;Hy Ny .2HQCL

Sztuczna henna zawierajaca dwuchlorowodo-
rek p-toluenodwuaminy wprawdzie nie ciemnie-
je podczas przechowywania, sam za§ dwuchlo-
rowodorek daje sie przechowywaé w zwyktych
naczyniach, to jednak tego rodzaju sztuczna
henna barwi wlosy zbyt powolnie co utrudnia
jej zastosowanie w celach kosmetycznych.

Obecnie wykryto, ze mozna wytworzy¢ sztucz-
ng henng¢ o wymaganych wlasnosciach, nie
ulegajaca utlenianiu, skoro jako jej skladnik
podstawowy zastosowaé jednochlorowodorek
p-toluenodwuaminy o wzorze C1H10Ng .HCL Je-
dnochlorowodorek p-toluenodwuaminy daje sie

. przechowywa¢ bez obawy wutleniania w zwy-

kiych naczyniach, miesza si¢ doskonale ze zwy-

*) Wlasciciel patentu o$wiadczyl, ze twoérca



kle stoscwanymi skladnikami sztucznej henny, dnik zasadniczy, zawiera jednochlorowodorek
ktéra ponadto barwi wlosy w takim samym P-toluenodwuaminy.

czasie jak i henna maturalna. .
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